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ATA DE DIVULGACAO DE SEGUNDA CHAMADA - EDITAL PARA SELECAO DE
BOLSISTA E FORMACAO DE CADASTRO RESERVA PARA O PROGRAMA DE
APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA (PACTec)

IESP - CAMPUS SAO PAULO

N° 029/2025

A FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO - FAI-UFSCar, entidade de direito privado, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n® 66.991.647/0001-30 e na Inscri¢do Estadual n° 637.148.460.118,
com sede no campus da Universidade Federal de Sdo Carlos — UFSCar, area norte, Rodovia
Washington Luis, km 235, defronte a rotatoria de intersecgdo entre as ruas dos Bem-Te-Vis e dos
Caracaras, s/n°, na cidade de S&o Carlos-SP, neste ato representada por seu Coordenador de Gestdo
de Pessoas, Sr. Alagui Marques Pereira, devidamente autorizado por meio do “Ato de Delegacio de
Competéncia da FAI*UFSCar”, expedido em 13 de setembro de 2023 pelo Diretor Executivo da
FAI-UFSCar, Prof. Dr. Targino de Araujo Filho, este legitimado conforme designacao constante na
592 (quinquagésima nona) Ata da Reunido Ordinaria do Conselho Deliberativo da Fundacéo, na
qualidade de Fundacéo de Apoio ao Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia de Sdo
Paulo — IFSP, nos termos da Portaria Conjunta MEC/MCTIC n° 259, de 27 de novembro de 2024 e
conforme o Acordo de Cooperacéo Institucional n® 16/2021, no ambito do PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO para selecdo de bolsistas e formacdo de cadastro reserva para atuacao nos projetos
elencados no Anexo | do Edital, no cumprimento dos procedimentos administrativos instituido pelo
instrumento editalicio vigente e em atendimento ao disposto no item 5.5 do Edital, pelas razes de

fato e de direito a seguir expostas em articulado.

Em continuidade aos atos administrativos anteriormente promovidos, ap0s a realizacdo, pela

coordenacdo de cada projeto, elencados no Anexo | do Edital, da Homologacdo das Inscricdes
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prevista no instrumento editalicio, da mandamental Selecéo Publica, torna publica a segunda chamada

para vagas remanescentes a seguir colacionados:

VAGAS

Ferramenta computacional com 1A aplicada

para andlise automatica como instrumento para
reducdo do Consumo de Energia Elétrica do 11 VAGAS
Campus Séo Paulo.

Detecgéo de imagens e sua aplicagdo em
auxilio a fisioterapia. 1 VAGA

A jornada de autoconhecimento e de
(re)construcéo da identidade feminina em 1 VAGA
Niketche - uma analise pela Critica Literaria
Feminista.

O prazo de inscrigdes € até 12/06/2025 conforme previsto no instrumento editalicio, em formulario

disponivel no préprio Edital.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que segue assinada pelo Coordenador de

Gestao de Pessoas da FAI*UFSCar, para que produza os efeitos legais cabiveis.

Sédo Carlos, datado e assinado eletronicamente.

Alagui Marques Pereira

Coordenador de Gestdo de Pessoas
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